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EDITAL EXTERNO DE BOLSA DE MESTRADO E DOUTORADO PARA
INOVACAO — MAI/DAI.
PROCESSO SELETIVO 2025/02

EDITAL N. ©18/2025 - PROPPEX/DINOVA

A ASSOCIACAO PRO-ENSINO SUPERIOR EM NOVO HAMBURGO -
ASPEUR, mantenedora da Universidade Feevale (Portaria n.° 346, de 10.03.2017, do
MEC), com sede em Novo Hamburgo, neste Estado, na ERS-239, 2755, Bairro Vila
Nova, 93525-075, inscrita no CNPJ sob n.° 91.693.531/0001-62, representada pela Pro-
Reitoria de Pesquisa, Po0s-Graduagéo e Extensdo e pela Diretoria de Inovagéo, torna
PUBLICO o Edital Externo do Processo Seletivo de ingresso nos cursos de Mestrado e
Doutorado da Universidade Feevale, com bolsa no Programa de Mestrado e Doutorado
para Inovacdo — MAI/DAI do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e
Tecnolégico (CNPQ).

1 DO OBJETIVO

O presente edital tem como objetivo a selecdo de alunos(as) para a realizacéo
de projetos de pesquisa e desenvolvimento, vinculados(as) ao Programa de Mestrado
e Doutorado para Inovacdo (MAI/DAI), do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Cientifico e Tecnol6gico (CNPQ).

O Programa MAI/DAI é uma iniciativa do CNPq, direcionado a fortalecer a
pesquisa, o empreendedorismo e a inovagdo nas ICTs, por meio do envolvimento de
estudantes de mestrado e doutorado em projetos de interesse do setor empresarial,
mediante parceria com empresas, denominadas “Empresas Parceiras”. O propésito do
MAI/DAI é contribuir para o aumento da capacidade inovadora, da competitividade das
empresas e do desenvolvimento cientifico e tecnologico no Pais, ao tempo em que
pretende fortalecer os Sistemas Regionais de Inovacao.

De igual modo, cabe mencionar que é propésito do Programa MAI/DAI fomentar
a convergéncia e a interdisciplinaridade entre diferentes areas do conhecimento.
Espera-se que, ao final do curso, além da producao cientifica, sejam gerados produtos
ou processos inovadores ou melhoria de produtos que possam ser aplicados no setor

empresarial publico/privado.
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2 DA DESTINACAO DAS BOLSAS

As cotas de bolsas serdo destinadas aos cursos de Mestrado e Doutorado da

Universidade Feevale, nominados abaixo:

. Doutorado Profissional em IndUstria Criativa;

. Doutorado Profissional em Tecnologia de Materiais e Processos
Industriais;

. Mestrado Profissional em Tecnologia de Materiais e Processos
Industriais.

3 DA INSCRICAO

As inscrigBes deverdo ser efetuadas entre os dias 10 de junho e 08 de julho de

2025, até as 22h, pela internet, na pagina www.feevale.br/selecaostricto. Para a

inscricdo, o(a) candidato(a) devera marcar o check box “Declaro estar ciente sobre
conteudo e sujeicdo concomitante aos editais de bolsa PROPPEX n.cs 01, 16, 17, 18 e
19 de 2025, disponiveis na pagina do curso.”

Poderdo candidatar-se as bolsas os(as) candidatos(as) inscritos(as) no
Processo Seletivo Complementar de 2025/02.

Os documentos apresentados no processo seletivo complementar de 2025/02,
para os cursos de mestrado e doutorado elencados no item 2, serdo validos para o

presente edital, ndo podendo o(a) candidato(a) anexar novos documentos.

4 DAS VAGAS

O programa MAI/ DAl Feevale oferecera 04 (quatro) vagas de Mestrado e 02
(duas) vagas de Doutorado com bolsa do CNPq, a ser implementada nos cursos
elencados nesse edital. Os objetos de estudo dos académicos foram selecionados de
acordo com a demanda das empresas parceiras, que manifestaram interesse e
anuéncia formal por ocasido da submissdo da proposta institucional da Universidade
Feevale para a Chamada Publica CNPq n°® 009/2024.

A empresa participante e o tema aderente ao programa MAI/DAI Feevale sédo
apresentados no Quadro 1.

Quadro 1 - Cursos e Modalidades de Bolsas disponiveis.
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Bolsa | Empresa parceira Curso Objeto de estudo Orientador(a)
Mestrado
Ekobio IndUstria e Profissional Incorporacao de
L, . , L Prof.2 Dr.2
Comeércio de em Tecnologia residuos téxteis em . L
1 . - . . Daiana Cristina
Madeira de Materiais e diferentes matrizes Metz Arnold
Biosintética LTDA Processos (concreto polimero)
Industriais
Desenvolvimento de
Mestrado antiozonantes a base de
Profissional taninos naturais para Prof. Dr. Carlos
SETASA- em Tecnologia aplicagao em Leonardo
2 Sociedade Extrativa log elastbmeros.
Tanino de Acacia de Materiais e Desenvolvimento d Pandolfo
Processos esenvolvimento de Carone
Industriais antioxidantes a base de
taninos para aplicagéo
em elastbmeros.
Pesquisa de processos
Doutorado criativos de obras
A o L . N Prof.2 Dr.2
1 Bactéria Filmes Profissional audiovisuais do género Marta Rosecler
LTDA em Industria fantastico e estudos de
L s Bez
Criativa possibilidades
mercadoldgicas
Doutorado
Profissional Prof. Dr. Carlos
1 Killing S.A. Tintas e | em Tecnologia Agente de cura Leonardo
Adesivos de Materiais e isocianato bloqueado Pandolfo
Processos Carone
Industriais

5 DO PERFIL DOS(AS) CANDIDATOS(AS)

O Programa MAI/DAI nao se destina a quem ja tenha vinculo empregaticio com

a Empresa Parceira do projeto ou com qualquer outra empresa.

O(a) candidato(a) deve ter disponibilidade para a realizacdo das disciplinas,

conforme as grades de oferta semestral oferecidas pelo curso em que estiver

matriculado, como também atividades experimentais na empresa parceira, conforme

necessidade do projeto de pesquisa.

Espera-se também que o candidato tenha conhecimentos técnicos na area do

projeto, além de contemplar o perfil de um pesquisador disruptivo, com conhecimento

em tecnologias de desenvolvimento de produto.
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6 DO PROCESSO DE SELECAO DE CANDIDATOS E DIVULGACAO DOS
RESULTADOS

Compete & Comissdo de Bolsas de cada Curso de Poés-Graduacdo da
Universidade Feevale contemplado com cotas instaurar e promover o processo seletivo
dos(as) candidatos(as) e informar o resultado, indicando os(as) selecionados(as) por
ordem de classificacdo a Pro-Reitoria de Pesquisa, Pds-Graduagdo e Extensdo da
Universidade Feevale, e torna-lo publico.

A classificacdo dos(as) candidatos(as) terd por base os critérios de selecdo
especificos, publicados na pagina do Edital de cada Curso.

A divulgacgdo do resultado final da sele¢do de bolsistas ocorrerd no dia 04 de
agosto de 2025, e sera publicada na pagina do Edital www.feevale.br/selecaostricto.

7 DO BENEFICIO

Serao concedidas aos candidatos selecionados quatro bolsas CNPg modalidade
Mestrado — GM, no valor de R$ 2.100,00, por um periodo de até 24 meses, e duas
bolsas CNPg na modalidade Doutorado — GD, no valor de R$ 3.100,00, sem
possibilidade de prorrogacdo do beneficio, além de taxa de bancada no valor de R$
472,80 (quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta centavos). As informacdes
complementares a esta modalidade das bolsas (GM e GD) podem ser encontradas no
site do CNPq (https://www.gov.br/cnpg/pt-br/acesso-a-informacao/bolsas-e-auxilios). O
valor sera repassado diretamente pelo CNPq ao aluno selecionado conforme Edital e

Instrumento contratual especifico celebrado com o aluno.

6 DOS REQUISITOS EXIGIDOS DO CANDIDATO

Exigir-se-a do pés-graduando, para a concessao de bolsa de estudo:

a) possuir formac&o nos cursos de graduacdo indicados no Anexo | deste
edital,

b) assinatura de Termo de Compromisso, declarando estar ciente e de
acordo com o0s requisitos estabelecidos no Regimento do Curso para o qual for

selecionado(a);
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c) ter disponibilidade de dedicacdo integral para o desenvolvimento da
dissertacao ou tese;
d) nao possuir vinculo empregaticio;

e) estar adimplente junto a Instituicao;
8 DAS OBRIGACOES DO BOLSISTA

Exigir-se-a do pés-graduando, para a manutencédo de cota de bolsa MAI/DAI:

a) apresentar obrigatoriamente no INOVAMUNDI - Seminario de P04s-
Graduacdo da Universidade Feevale e em seminarios de acompanhamento do
Programa MAI/DAI sua producdo cientifica e/ou tecnolégica na forma de resumo,
exposicao oral e/ou poster;

b) ao publicar trabalhos em decorréncia das atividades apoiadas pelo
CNPqg devera, necessariamente, fazer referéncia ao apoio recebido, com as
seguintes expressdes, no idioma do trabalho;

I.  se publicado individualmente:
"O presente trabalho foi realizado com apoio do CNPq, Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnoldgico - Brasil (n° do processo)".
II. se publicado em coautoria:
Bolsista do CNPq - Brasil (n°® do processo).

C) manter atualizado o curriculo Lattes;

d) observar e cumprir as normas do CNPQ para o Programa de Bolsas
MAI/DAI CNPq (disponivel em www.cnpg.br!) e do Regimento do curso em que estiver
matriculado;

e) comprovar desempenho académico satisfatério conforme as normas
definidas pelo programa de pos-graduacdo a que estiver vinculado(a) e pela
Universidade Feevale;

f) entregar relatérios sempre que solicitado pela Comissao de Bolsas e pelo

Representante institucional do MAI/DAI frente ao CNPq;

0) nao reprovar em nenhuma disciplina do curso durante a sua vigéncia;
h) quando poés-graduando no nivel de doutorado, realizar estagio de
docéncia;

1 http://memoria2.cnpg.br/view/-/journal content/56 INSTANCE 0oED/10157/2958271
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f) ndo acumular o beneficio com outra bolsa de outros programas de
fomento externo e interno;

i) nao acumular o beneficio com o exercicio profissional remunerado,
ressalvada expressa permisséo legal ou previsdo em ato normativo especifico do CNPq;

j) estar regularmente matriculado no programa de pés-graduacdo em que se
realiza o curso;

k) Dedicar-se as atividades do curso, visando atender aos objetivos do
cronograma de atividades e cumprimento tempestivo do prazo maximo estabelecido
para sua titulacdo que é de 24 (vinte e quatro) meses para o Mestrado e de 48 (quarenta
e 0ito) meses para o Doutorado;

)] ressarcir 0 CNPQ quanto aos recursos pagos em seu proveito,
atualizados pelo valor da mensalidade vigente no més da devolugcdo, no caso de
abandono ou desisténcia de prépria iniciativa, sem motivo de for¢ca maior, ou pelo ndo
cumprimento das disposi¢cdes normativas, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da
data em que se configurar o abandono ou desisténcia. Nao cumprido o prazo citado, o
débito sera atualizado monetariamente, acrescido dos encargos legais nos termos da
lei (IN 35/2000, Art. 11, lll, TCU);

m) devolver ao CNPq eventuais beneficios pagos indevidamente. Os valores
a serem devolvidos podem ser deduzidos das mensalidades no caso de beneficiarios

com bolsas ativas, ou ser objeto de cobranga administrativa.
09 CANCELAMENTO DO BENEFICIO

O beneficio podera ser cancelado a qualquer tempo por inobservancia dos
requisitos dos itens 7 e 8 deste Edital ou se for constatada alguma circunstancia em

virtude da qual a concessé&o néo teria ocorrido.

10 PROPRIEDADE INTELECTUAL

As publicag@es cientificas e qualquer outro meio de divulgacdo ou promogéo de
eventos ou de projetos de pesquisa apoiados pelo MAI/DAI deverdo citar,
obrigatoriamente, o apoio do CNPg e de outras entidades/érgaos financiadores. Nas
publicacbes cientificas, o CNPq devera ser citado exclusivamente como “Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnol6gico-CNPq” ou como “National

Council for Scientific and Technological Development—CNP(Q”.
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Caso os resultados do projeto possam levar ao desenvolvimento de um produto,
processo, software, marca, etc. passiveis do estabelecimento de propriedade
intelectual, a troca de informacdes confidenciais e a reserva dos direitos de titularidade,
em cada caso, dar-se-do de acordo com o estabelecido na legislacao vigente: Lei de
Propriedade Industrial (Lei n® 9.279, de 14 de maio de 1996), Marco Legal de CT&l
(EC85/2015, Lei 13.243/2016, Decreto n° 9.283, de 7 de fevereiro de 2018) e normas
internas do CNPq e FEEVALE que regulam a matéria.

10 COMPOSICAO DAS COMISSOES DE BOLSAS

Programa de Pés-Graduagao em Industria Criativa

Prof.2 Dr.2 Marta Rosecler Bez (Coordenadora do Programa e Presidente da
Comisséo)

Prof.2 Dr.2 Vanessa Amalia Dalpizol Valiati (Representante Docente)

Prof.2 Dr.2 Sandra Portella Montardo (Representante Docente)

Prof.2 Dr.2 Mary Sandra Guerra Ashton (Representante Docente)

Amanda Conoratto Dias (Representante Discente).

Programa de PoOs-Graduagdo em Tecnologia de Materiais e Processos
Industriais

Prof. Dr. Carlos Leonardo Pandolfo Carone (Coordenador do Programa e
Presidente da Comisséao)

Prof.2 Dr.2 Daiana Cristina Metz Arnold (Representante Docente)

Prof.2 Dr.2 Vanusca Dalosto Jahno (Representante Docente)

Prof.2 Dr.2 Claudia Trindade Olliveira. (Representante Docente)

Yasmim Biasus Fiorentin (Representante Discente Mestrado)

Luana Graziela Adam (Representante Discente Mestrado)

11 INICIO DAS ATIVIDADES: 11/08/2025.

12 DA REVOGACAO DA BOLSA
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O ndo cumprimento das obrigacdes estabelecidas neste edital, das disposicdes
normativas e contratuais do Regimento do Programa de P6s-Graduacao ao qual estiver
vinculado(a) e das demais disposicfes institucionais referentes a formacao superior,
acarretara a revogacao da bolsa.

Fica o beneficiario ciente de que, em caso de cancelamento/revogacao da bolsa,
serdo cobrados, a titulo de ressarcimento, os valores ja concedidos até a data de seu
desligamento do curso. Além disso, no caso de cancelamento/revogacdo da bolsa, a
ndo conclusédo do curso acarretard ao estudante a restituicdo da bolsa cedida, salvo
caso fortuito, forca maior, circunstancia alheia a sua vontade ou doenca grave
devidamente comprovada. Os casos serdao analisados pela Pré-Reitoria de Pesquisa,
Pé6s-Graduacdo e Extensdo, mediante requerimento protocolado no Atendimento
Feevale.

14 INFORMACOES

Secretaria de Pos-Graduagéo Stricto Sensu

Fone: +55 51 3586.8800 | ramal 6514

WhatsApp: +55 51 3597.5866

E-mail: strictosensu@feevale.br

Site: www.feevale.br/stricto

Horario de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h30min as 12h e das
13h15min as 22h.

15 DAS DISPOSICOES GERAIS

l. Mediante a inscricdo, o candidato declara conhecer as normas do
presente processo seletivo e estar de acordo com elas.

Il. A Universidade Feevale chama a atencdo dos candidatos para que, ao
optarem livremente por esta Instituicdo de Ensino Superior, estejam cientes de que essa
se exime de tomar em consideracdo quaisquer motivos de carater ideoldgico, religioso
ou outros, alegados como impedimento para prestacdo de provas ou outros atos
académicos, durante a realizacdo do processo seletivo e, posteriormente, quando

classificados e matriculados como mestrandos e doutorandos.




" UNIVERSIDADE

¥ FEEVALE

M. As normas disciplinares da Universidade Feevale sdo regidas pela
Resolucéo n.° 01/2016 do Conselho Universitario.

V. Os casos omissos do presente Edital serdo tratados pela Comissao de
Selec¢éo, juntamente com a Comissdo de Coordenagdo dos Programas ou pela Pro-

Reitoria de Pesquisa, P6s-Graduacéo e Extenséo.

Novo Hamburgo, 22 de maio de 2025.

Fernando Rosado Spilki
Pro-Reitor de Pesquisa, P6s-Graduacgédo e Extensao

FERNANDO ROSADO Assinado de forma digital por FERNANDO ROSADO
SPILKI:90003470091
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ANEXO | - REQUISITOS DE FORMAGAO DOS CANDIDATOS

Area de Formacéo

Bolsa Curso Objeto de estudo .
J do Candidato
Mestrado Engenharia Civil,
Profissional em Incorporacgéo de residuos téxteis Engenharia
Tecnologia de porag . Quimica,
1 e em diferentes matrizes (concreto :
Materiais e . Arquitetura e
polimero) :
Processos Urbanismo,
Industriais Design de materiais.
Mestrado Desenvolvimento de antiozonantes o
Profissional em a base de taninos naturais para Quimica,
Tecnologia de aplicacdo em elastémeros. Engenharia Quimica
2 e . — N e Engenharia
Materiais e Desenvolvimento de antioxidantes a Mecanica
Processos base de taninos para aplicagéo em
Industriais elastdmeros.
Pesquisa de processos criativos de . ~
Doutorado o « Animacgéo,
. obras audiovisuais do género T :
1 Profissional em fantastico e estudos de Audiovisual, Cinema
IndUstria Criativa - o ou Areas correlatas.
possibilidades mercadoldgicas
Doutorado
Profissional em .
; . Quimica ou
Tecnologia de Agente de cura isocianato ) o
1 ., Engenharia Quimica
Materiais e bloqueado
Processos

Industriais
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